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Przedmiotem zgtoszenia jest trudnopalna kompozycja powlokowa utwardzana promieniowaniem UV, ktérg
otrzymuje sie dwuetapowo. W pierwszym etapie sporzadza sie paste z uniepalniaczy w postaci polifosforanu
amonu o wielkosci czgstek < 17 pm w ilosci od 10 do 30% wagowych, najkorzystniej od 20 do 23% wagowych
oraz pentaerytrytolu o wielkosci czgstek < 15 pm w ilosci od 5 do 15% wagowych, najkorzystniej od 10 do 13%
wagowych rozprowadzonych w mieszaninie monomeréw akrylowych takich jak jednofunkcyjny akrylan
izobornylu (IBOA) i tréjfunkceyjny triakrylan trimetylolopropanu (TMPTA) zmieszanych w stosunku wagowym 1
do 2,1 wilosci od 10 do 30% wagowych, najkorzystniej od 20 do 25% wagowych, mieszaninie monomerow
akrylowych i 50% dyspersji nanokrzemionki o wielkosci czgstek < 20 nm akrylanie trimetylolopropanu (CTFA)
w ilosci od 5 do 10% wagowych, najkorzystniej w ilosci od 5 do 6% wagowych. W drugim etapie dodawane sg
pozostate skladniki obejmujgce oligomery, jako mieszanine alifatycznego akrylanu uretanowego
w rozcienczeniu 30% monofunkcyjnym akrylanem 2-[[(butyloamino)karbobylo]oksyletylu z zywicg poliestrowag
w rozcienczeniu 35% triakrylanem trimetylolopropanu (TMPTA) zmieszane w stosunku wagowym 1 do 2,1
albo akrylowany oligomer modyfikowany fosforem ilosci od 30 do 50% wagowych, najkorzystniej od 35 do
40%  wagowych, fotoinicjatory jako mieszanine benzoilomréwczanu metylu (MBF) oraz
dimetylohydroksyacetofenonu (DMHA) zmieszanych w stosunku wagowym 1 do 2 ilosci od 5 do 10%
wagowych, najkorzystniej od 6 do 7% wagowych oraz wprowadzane sg sSrodki pomocnicze takie jak
metakrylowany ester fosforanowy, jako promotor adhezji w ilosci od 1 do 5% wagowych, najkorzystniej od 1
do 2% wagowych oraz inhibitor polimeryzacji w estrze kwasu akrylowego ilosci do 2% wagowych,
najkorzystniej od 0,3 do 0,5% wagowych. Przedmiotem zgtoszenia jest takze zastosowanie trudnopalnej
kompozycji powtokowe;.
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Trudnopalna kompozyeja powlokowa utwardzana promieniowaniem UV

i zastosowanie Kompozyeji powlokowej

Przedmiotem wynalazku jest trudnopalna kompozycja powlokowa utwardzana
promieniowaniemt UV 1 zastosowanie kompozycji powlokowej, zwlaszcza na podioza
drewniane i drewnopochodne,

W prakivee przemyslowe) rozpowszechnione sg glownie kompozycje powlokowe
oparte na halogenowych badz fosforowych uniepalniaczach pochodzenia organicznego. W
uzyciu pozostaja przede wszystkim zwigzki bogale w chlor 1 brom. Stosowane sa rownicz
materialy nieorganiczne, takie jak tlenki 1 wodorotlenki metali. Opozniaczami palenia
spotykanymi w skali laboratorvine) sy natomiast matenialy weglowe. zaréwno w postaci mikro-
jak i nanometryczne] (m.in. pianki weglowe, nanorurki weglowe, grafen 1 jego tlenek).
nierzadko poddawane dodatkowej funkcjonalizacji. Stosowanie czesci z wyzej wymienionych
uniepalniaczy czgsto pocigga za sobg szercg nepgatywnych oddzialywan Srodowiskowych 1
zdrowotnych. Antypireny halogenowe po podgrzaniu mogg rozkladaé si¢ do postaci
toksycznych dioksyn zdolnyveh do kumulowania w ludzkim organizmie. Zwazywszy na
potencjalne dzialaniec muta- i kancerogenne. dyskusyjne pozostaje réwnicz stosowanie
nanomateriatow weglowych.

Znane s przyklady trudnopalnych  kompozycji  powlokowych utwardzanych
promieniowaniem UV,

W opisie patentowym CNI105131673 Bl przedstawiono koncepcje utwardzanego
promicniowaniem UV lakieru przeznaczonego do pokry¢ podlog i mebli drewnianych na bazie
akrylanu z epoksydowanego oleju sojowego z dodatkiem antypirendéw w postaci talku,
wodorotlenku glinu oraz fosforanu estru kwasu metakrylowego.

Z opisu patentowego US9975314 Bl znana jest kompozycja powlokowa utwardzana
promieniowaniem UV do pokrvwania fornirdw drzewnych oparta na bazie zywicy uretanowo
akrylanowej uniepalniong) przez dodatek krzemionki oraz tetrabromobisfenolu A,

W opisic zgloszenia miedzyvnarodowego WO2013067678 ujawniono bazujgea na
osnowie polarnego kopolimeru etvlenu kompozvcje powlokows utwardzang promieniowaniem
UV do powlekania przewodow elektrycznveh bogata w zmniejszajgce palnos¢ tlenki,

wodorotlenki. weglany i/lub krzemiany wapnia. glinu i magnezu badz krzemionke.
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Ponadio w opisic patentowym CN 110684459 B przedsiawiono uretanowo-akrylanowy,
trojwarstwowy system powlokowy utwardzany synergicznic promieniowaniem UV i wilgocig
z otoczenia przeznaczony do pokrywania plvtek drukowanych zawierajacy uniepalniajace estry
fosforanowe.

Z. polskiego opisu patentowego PL 225651 Bl znana jest trudnopalna kompozycja
epoksydowa do wylwarzania laminatow  cpoksydowo-szklanych wedlug  wynalazku
zawierajgca  zvwice epoksydowe. rozpuszezalnik | ewentualnie  Srodki  pomocnicze,
charakteryzuje sie tym. ze na 100 czesci wagowych dianowej 2ywicy epoksydowej albo jej
mieszaniny z zyvwicy cpoksynowolakowa i/lub z zyvwica nowolakowa, korzystnie zawiera 5+30
czgsei wagowych zwigzku azotowo-fosforowego posiadajacego w swej strukturze co najmnicj
35% picciotlenku fosforu (P20s) oraz nie mniej niz 45% azotu ogoélnego (N). Trudnopalna
kompozycja epoksvdowa jako zwiazek azotowo-fosforowy zawiera polifosforan melaminy
korzystnie o srednim wymiarze ziarna 10<235 um. glownie w postaci izocyjanuranu melaminy.
Trudnopalna kompozycja epoksydowa jako zwigzek azolowo-fosforowy zawiera mieszaning
azoloorganicznych substancii, kioryveh podstawa jest melamina lub guanidyna 1 ich pochodne
wraz 7 czerwonym fosforem Vlub poliolem fosforowym korzystnie o zawartosct 16=18%
wagowych fosforu i/albo polifostforanu amonu i/lub penaervtrytolu,

Celem wynalazku jest opracowanie polimerowej kompozycji powlokowej utwardzanej
promieniowaniem UV, zdolnej do zabezpicczania podlozy drewnianych i drewnopochodnych
przed dzialaniem otwartego ognia.

Trudnopalna kompozycia powlokowa utwardzana promieniowaniem UV wedlug
wynalazku zawierajgea w postaci proszku srodki uniepalniapgee takie jak: polifostoran amonu
I pentaerytrol otrzymywana jest dwuctapowo. W plerwszym etapie sporzadzana jest pasia z
uniepalniaczy w postaci polifosforanu amonu o wielkoscei ezgstek <17 pm w ilosci od 10 do
30% wagowyvch, najkorzystniej od 20 do 23% wagowych oraz pentaerytrytolu o wielkosei
czgstek <15 um w tlosci od § do 15% wagowych, ngjkorzysiniej od 10 do 13% wagowych
rozprowadzonych w mieszaninie monomerow akrvlowyceh takich jak jednofunkeyjny akrylan
izobormylu (IBOA) 1 wojfunkeyjny triakrylan rimetylolopropanu {TMPTA) zmieszanych w
stosunku wagowym | do 2.1 w ilosci od 10 do 30% wagowych. najkorzystniej od 20 do 25%
wagowych., w mieszaninic monomerow akrvlowych 1 50% dyspersji nanokrzemionki o
wielkosci czastek <20 nm w akrvlanie trimetylolopropanu (CTFA)Y w ilosci od 5 do 10%
wagowych, najkorzystnicj w ilosciod 3 do 6% wagowych. W drugim etapie dodawane sy
pozostate skladniki  obeymujgee  oligomery. jako mieszaning alifatycznego  akrylanu

uretanowego w rozeienczeniu 30% monofunkcyjnym akrylanem 2-
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[[{butyloamincjkarbonylojoksy ety lu z zvwicg poliestrowg w rozeieiiczeniu 35% triakrylanem
trimetylolopropanu (TMPTA) zmicszane w stosunku wagowym | do 2,1 albo akrylowany
oligomer modyfikowany fosforem w ilosei od 30 do 50% wagowych, najkorzystniej od 35 do
40% wagowych. fotoinicjatory jako micszaning benzoilomrowezanu metylu (MBF) oraz
dimetylohydroksyacetofenonu (DMHA) zmieszanych w stosunku wagowym 1 do 2 wilosei od
5 do 10% wagowych, najkorzystniej od 6 do 7% wagowych oraz wprowadzane sa Srodki
pomocnicze {akie jak metakrvlowany ester fosforanowy. jako promotor adhezji w ilosci od 1
do 5% wagowych. najkorzystniej od | do 2% wagowych oraz inhibitor polimeryzacji w estrze
kwasu akrylowego w ilosei do 2% wagowych, najkorzystnie) od 0.3 do 0.5% wagowych.

Przedmiotem  wynalazku  jest roéwnicz zastosowanie trudnopalne) kompozycji
powtokowe) utwardzanej promieniowaniem UV okreslone] w zastrz. 1 do powlekania podlozy
drewnianych oraz drewnopochodnych.

Kompozycja powlokowa bedaca przedmiotem  wynalazku zawiera mieszaning
odpowiednio dobranych fotoinicjatorow zapewniajaeveh nalezyly stopien powicrzehniowego i
wglebnego utwardzenia w zalozonym czasie. wymaganym dla otrzymania pozadanych
wiasciwosci mechanicznych 1 uzytkowych powlok,

Kompozyvcja powlokowa wedlug wyvnalazku po utwardzeniu jest  elastyczna,
jednoczesnie zachowujac zadowalajgca twardos¢ i odpornosé na zarysowanie. Posiada bardzo
dobra adhezje do podlozy drewnianych | drewnopochodnych. zwlaszeza do ciosanego,
struganego lub heblowanego drewna sosnowego. modrzewiowego 1 debowego oraz piyt
kompozylowych typu MDI i OSB przeznaczonych na elementy konstrukeyjne, zwlaszcza
wigzby dachowe oraz panele i okladziny Scienne. Nadto kKompozycja jest przyjazna dia
srodowiska.

Odpowiedni charakter chemiczny. kompatybilnos¢ oraz stosunek ilosciowy uzytych
skladnikow pozwalajg na otrzymanie lormuly stabilnej w czasie skladowania, odpornej na
dziatanie plomienia.

W technologii utwardzania promieniami UV wykorzystywane sa materialy o wysokiej
zawartosei czg¢sci stalych. przewaznie pozbawione lotnych zwigzkow organicznych. Z uwagi
na bezodpadowy charakier technologii. powloki konsiytuowane sa z maksymalng wydajnoscig
aplikacji. Stosowanie lakieru wedlug wynalazku niweluje takze niedogodnosci zwigzane z
negatywnym oddzialy waniem opdzniaczy palenia na srodowisko i kondycie zdrowotna.

Do otrzymania kompozveji powlokowej bedace] przedmiotem wynalazku stosuje sig
typowg aparatur¢ wykorzystywang w przemyste farb i lakierow tj. mlyn typu attritor oraz

zaopatrzone w kadz mieszadio szvbkoobrotowe o plynnej regulacji szybkosci obrotowej.
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Otrzymang mieszaning naklada si¢ na suche i pozbawione luzno zwigzanych czastek podloze
drewnianc lub drewnopochodne metody natrvsku  hydrodvnamicznego badz pedzlem.
Aplikacja lakieru wedlug wynalazku na podloza drewniane 1 drewnopochodne o niewielkiej
chropowatosci moze wymaga¢ dodatkowej obrobki mechanicznej papierem Sciemym o
wiasciwe] gradac)i badz uzycia specjalistyeznego podkiadu gruntujacego.

Kompozycja powlokowa wymaga utwardzana promieniowaniem UV, co przy
stosowaniu lamp UV o moey 100 W/em odpowiada czasowi ckspozyc)i wynoszgcemu
korzystnie od 15 do 45 sekund. najkorzystnicj 30 sekund.

Przedmiot wynalazku objasniono ponizszymi przykladami realizacji nie ograniczajac

jego zakresu.

Przyklad 1.

Rodzaj surowca Hos¢, kg/100 kg
Alifatyczny akrylan uretanowy w rozeienczeniu
30% monofunkeyinym akrylanem 11,13
2-[[(butyloaminojkarbonylo]oksy |etylu
Zywica poliestrowa w rozcienczeniu 2345
35% triakrylanem trimetviolopropanu TMPTA i
Akrylan izobornylu IBOA 16,66
Triakrylan trimetylolopropanu TMPTA 6.16
50% dvspersja nanokrzemionki w akrvlanie ,
o I 6.37
trimetylolopropanu CTFA
Benzoilomrowezan metyiu MBEF 1.54
Dimetylohydroksyacetofenon DMHA 3,15
Metakrylowany ester fosforanowy 1.19
Inhibitor polimeryzacji w estrze kwasu akrylowego 0.35
Polifosforan amonu 20.37
Pentaervirviol 9.63
=100

Trudnopalna kompozycja powlokowa utwardzana promieniowaniem UV jest uzywana do

powlckania podlozy drewnianych oraz drewnopochodnych.
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Przykiad 2.

Rodzaj surowea Hosé¢, kg/100 kg
Akrylowany oligomer modyv{ikowany tosforem 34.58
Akrylan izobornylu IBOA 16.66
Triakrylan trimetylolopropanu TMPTA 6.16
50% dyspi?rs_ia nnnokrzemimlkjiw w akrylanie 6.37
irimetylolopropanu CTFA '

Benzoilomrowezan metvlu MBI 1.54
Dimetylohydroksyacetofenon DMHA 3.15
Metakrylowany ester fosforanowy 1.19

Inhibitor polimervzacji w estrze kwasu akrvlowego 0,35> 
Polifostoran am(;l-;'u 20,37
Pentaerviryiol 9.63

L=100

Trudnopalna kompozycja powlokowa uwardzana promieniowaniem UV jest uzywana do
powlckania podlozy drewnianyveh oraz drewnopochodnych,

Wynalazek przedstawiono jako przyktadowe mozliwoscei jego realizacji. jednakze
obejmuje on takze wszelkie odmiany 1 modylikacje mieszczgee sie w ramach niezaleznego

zastrzezemia patentowego.
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ZastrzeZzenia patentowe

Trudnopalna kompozycja powlokowa uiwardzana promieniowaniem UV zawierajgca
w postaci proszku srodki unicpalniajace takie jak: polifosforan amonu i pentaerytrol
namienna tym. z¢ kompozycje otrzymuje sie dwuelapowo. w pierwszym clapie
sporzgdzana jest pasta z uniepalniaczy w postaci polilostoranu amonu o wielkosci
czastek <17 pm w ilosci od 10 do 30% wagowych, najkorzystniej od 20 do 23%
wagowych oraz pentacrvirytolu o wiclkosdci czastek <15 um w ilosci od 5 do 15%
wagowych, najkorzysiniej od 10 do 13% wagowych rozprowadzonych w mieszaninic
monomeréw akrylowych takich jak jednofunkcyjny akrylan izobornylu (IBOA) i
trojfunkeviny  triakrvlan trnimewvlolopropanu (TMPTA} zmieszanych w stosunku
wagowym 1 do 2.1 wilodci od 10 do 30% wagowych, najkorzysiniej od 20 do 25%
wagowych. w mieszaninie monomerow akrylowych 1 50% dyspersji nanckrzemionki o
wielkosel czastek <20 nm w akrylanie trimetylolopropanu (CTFA) w ilodci od 5 do 10%
wagowych. najkorzystniej w iloser od 5 do 6% wagowych., zas w drugim etapie
dodawane sa pozostale skladniki obejmujace oligomery. jako mieszaning alifatycznego
akrvlanu urctanowego w rozcienczeniu 30% monofunkeyjnym akrylanem 2-
[[(butyloamino)karbonvio]oksyjetylu z Zzywica poliestrowa w rozcienczeniu 35%
triakrylanem trimetylolopropanu (TMPTA) zmieszane w stosunku wagowym 1 do 2,1
albo akrylowany oligomer modyfikowany losforer w ilosci od 30 do 50% wagowych,
najkorzystni¢j od 35 do 40%  wagowych. fotoinicjatory jako mieszaning
benzoilomrowezanu metvlu (MBF) oraz  dimetylohydroksyacetolenonu (DMHA)
zmieszanych w stosunku wagowym ! do 2 w ilosci od 5 do 10% wagowych,
najkorzysiniej od 6 do 7% wagowych oraz wprowadzane sg srodki pomocnicze takie
jak metakrylowany ester fosforanowy. jako promotor adhezji w ilosci od 1 do 5%
wagowych. najkorzysiniej od 1 do 2% wagowych oraz inhibitor polimeryzacji w estrze
kwasu akrvlowego w ilosct do 2% wagowych. najkorzystniej od 0.3 do 0.5%
wagowych,

Zastosowanie trudnopalnej kompozycji powlokowej utwardzanej promieniowaniem
UV okreslonej w  zastrz. 1 do powlckania podlozy drewnianych oraz

drewnopochodnych.
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m U R ZAD PAT E N TO WY al. Niepodlegtosci 188/192
00-950 Warszawa, skr. poczt. 203
“I RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] tel.: (+48) 22 579 05 5 5p| fa;: (+48) 22 579 00 01
e-mail: kontakt@uprp.gov.pl | www.uprp.gov.pl

SPRAWOZDANIE O STANIE TECHNIKI ZGLOSZENIA NR P.441004

Klasyfikacja zgtoszenia IPC: C09D4/00 (2006.01), C09D5/18(2006.01), C09D133/08(2006.01),
C08K5/51(2006.01)
Klasyfikacja CPC: C09D4/00, C09D5/18, C09D133/08, CO8K5/51

Poszukiwanie prowadzone w klasach: C09D, C08K

Bazy komputerowe w ktérych prowadzono poszukiwania: epoquenet, polskie bazy danych,
espacenet, depatisnet,

Kategoria Dokumenty - z podana identyfikacjg Odniesienie do
Dokumentu zastrz.
Y US2013331490A1 (MAGDINA ROMAN [SK]; 1-2
NEMECEK LUBOMIR [CZ], 12.12.2013r,, zastrz. 1)
A CN108178811A (ANHUI KEBANG RESIN TECH CO 1-2
LTD, 19.06.2018r.)
Y W02020221660A1 (AKZO NOBEL COATINGS INT 1-2

BV [NL], 05.11.2020r.,, zastrz.1, opis str. 5 wiersz 9)
Y US2020347242A1 (GOLDMAN VINCENT] [US];

BASF SE [DE], 05.11.2020r., zastrz. 94, 95, opis str.4, 1-2
wiersz 2-3)

A - dokument okreslajacy ogélny stan techniki, ktéry nie jest uwazany za posiadajacy szczegdlne
zZnaczenie,

E - dokument stanowigcy wczesniejsze zgloszenie lub patent, ale opublikowany w lub po dacie
zgloszenia,

L - dokument, ktéry moze poddawac w watpliwos¢ zastrzegane pierwszenstwo(-wa), lub przytoczony w
celu ustalenia daty publikacji innego cytowanego dokumentu lub z innego szczegdlnego powodu,

0 - dokument odnoszgcy sie do ujawnienia ustnego przez zastosowanie, wystawienie lub ujawnienie w
inny sposéb,

P - dokument opublikowany przed datg zgloszenia, ale p6zniej niz zastrzegana data pierwszenstwa,

T - dokument p6zniejszy, opublikowany po dacie zgloszenia lub w dacie pierwszenstwa

i niebedacy w konflikcie ze zgtoszeniem, ale cytowany w celu zrozumienia zasad lub teorii lezacych u
podstaw wynalazku,

X - dokument o szczegdlnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie moze by¢ uwazany za nowy lub nie
moze by¢ uwazany za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli ten dokument brany jest pod uwage
samodzielnie,

Y - dokument o szczegdlnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie moze by¢ uwazany za posiadajacy
poziom wynalazczy, jezeli ten dokument zostanie potgczony z jednym lub kilkoma tego typu
dokumentami, a takie polgczenie bedzie oczywiste dla znawcy,

& - dokument nalezgcy do tej samej rodziny patentowej.

Sprawozdanie wykonat: Marina Sienkiewicz data 14.05.2022r.
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego

Uwagi do zgloszenia

Sprawozdanie zostato wykonane w oparciu o wersje zastrzezen patentowych
z dnia 22.04.2022r.
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